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CARACTERIZACAO FiSICO-QUIMICA DE OXIDO DE GRAFENO REDUZIDO
MEDIANTE PLASMA DE HIDROGENIO
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Figueroa (Orientador(a))

Com a elevada industrializacdo, observa-se um aumento de consumo mundial de energia gerada pela
gqueima de combustiveis fésseis, os quais, além de ndo serem renovaveis, sdo responsaveis pela emissao
de gases que causam o efeito estufa. Concomitantemente, nota-se o desenvolvimento de problemas
relacionados a alta perda energética na inddstria provinda de fend6menos triboldégicos, como o atrito, o
qual causa alto gasto energético. Logo, a busca por materiais capazes de diminuir o atrito existente entre
pecas se torna uma realidade necessaria. Tentando suprir essa demanda, ocorre um avanco na area de
tecnologia de tratamentos superficiais, propiciando a deposicao de revestimentos nas superficies do aco,
atribuindo a eles as caracteristicas tribolégicas desejadas, como a superlubricidade, e ndo alterando
significativamente suas dimensdes. Os revestimentos de materiais carbonosos oferecem oportunidades
promissoras para o desenvolvimento da superficie de ligas ferrosas, visando evitar a corrosao
eletroquimica e aumentar suas aplicacdes potenciais na nanoeletronica, na inddstria de compdsito e
revestimento de superficie. Com isso, o atual trabalho tem por objetivo a obtencdo e caracterizacao de
revestimentos de grafeno obtidos partir de filmes de éxido de grafeno reduzidos, usando a técnica de
etching quimico mediante plasma de hidrogénio, visando ao desenvolvimento da superlubricidade em
pecas de aco AISI 4140, material utilizado na indUstria metalmecanica. Pretende-se preparar dois grupos
de amostras de 6xido de grafeno: gotejando a suspensdo coloidal diretamente sobre aco e gotejando
sobre uma intercamada de carbeto de silicio amorfo, obtida pela técnica de PECVD a partir do precursor
HMDS, depositada sobre aco. Os grupos serdo tratados com plasma de hidrogénio visando a remocéao do
oxigénio e formagao de grafeno in situ. As amostradas foram caracterizados mediante MEV,
espectroscopia Raman, de infravermelho e de emissao éptica por descarga luminescente. Os resultados
j& obtidos demonstram que as suspensoées coloidais com maiores concentracbes de éxido de grafeno (0,7
e 1,0 mg/mL) formaram filmes mais homogéneos sobre o aco e que o plasma de hidrogénio reduz o éxido
de grafeno gerando uma proporcao de grafeno. Estes resultados podem vir a resultar numa alternativa
para a reducao do atrito em sistemas metalmecanicos.
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